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Sel polarisasi potensiodinamik. (a) Counter electrode (platina).
(b) Working electrode (logam AA 5052). (c) Reference electrode (AgCl)
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Alat pengujian SEM-EDX (JEOL JSM-6390A)

Grafik hasil analisi tafel polarisasi potensiodinamik pada
logam Al 5052 di lingkungan simulasi 0,5 M H2S0452
Diagram Pourbaix Al E-PH

Reaksi kimia logam Al 5052

Grafik polarisasi potensiodinamik antara logam Al 5052
tanpa dan dengan terlapis inhibitor kitosan konsentrasi 1 gr/I
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Grafik polarisasi potensiodinamik antara logam Al 5052
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Plot spektrum analisis unsur komposisi logam Al 5052 tanpa
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Foto morfologi permukaan logam Al 5052 dengan

lapisan inhibitor kitosan konsentrasi 1 gr/l menggunakan SEM.
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4.15 Plot spektrum analisis unsur komposisi logam Al 5052 dengan
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